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文章摘要：

采用瞬态电阻测量方法,对激光表面快速熔凝过程进行了实时跟踪,分析了激光
器单脉冲能量、金属薄膜的预热温度等参数对测定结果的影响.结果表明:在快
速熔凝过程中金属薄膜的电阻随过程时间呈凸峰状变化,在激光加热周期内,电
阻随时间迅速增加,之后随时间的推移又逐渐减小,电阻的减小速度低于增加速
度;随着激光功率密度增加,电阻曲线的峰值增大,升温及冷却速度相应增大;随
着预热温度的提高,电阻峰值也相应增大,但是样品下表面的热导出率下降,冷
却速度下降;当样品下表面的导热能力降低时,样品的电阻曲线峰值有所提高,
而在冷却段电阻却明显变化缓慢.
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